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Objectives

Les objectifs assignés au Master 2 Droit de I'innovation et propriété industrielle (M2 DIPI) sont doubles.Le
premier objectif poursuivi atrait al’ acquisition des connai ssances spécialisées nécessaires al’ exercice d’' une
activité professionnelle tournée vers |’ innovation et la propriété industrielle, en phase avec la place éminente
occupée par les sciences dures au sein du périmeétre de I’ Université Paris Saclay. A I'issue de laformation, les
étudiants doivent disposer :

¢ del’ensemble des connaissances théoriques en droit de la propriété industrielle (droit des brevets, droit
des dessins et modéles, droit des marques...) et, plus largement, en droit des technologies et de la
valorisation des actifs immatériels de |’ entreprise (droit de la concurrence, droit des affaires, droit des
télécommunications) ;

¢ de connaissances dans |es matiéres techniques, avec une formation pointue en informatique, réseaux et
technigues numériques, afin de conférer aux étudiants une compréhension et une maitrise des outils
comme des principes (formation appliquée al’ informatique, connaissance des réseaux...) ;La
formation poursuit un second objectif consistant a conférer al’ éudiant la maitrise des compétences
indispensables a |’ exercice de sa future profession.A cet égard, I’intervention de professionnels au sein
de laformation et e stage obligatoire de deux a cing mois garantissent une familiarité de I’ étudiant
avec latechnique contractuelle utilisée en droit de la propriété industrielle, de méme que dansle
secteur informatique.L es étudiants apprennent également a élaborer des stratégies de propriété
intellectuelle, en intégrant dans leur réflexion le codt et la dimension internationale de la protection
recherchée.Par ailleurs, |a capacité de recherche de I’ étudiant se trouve également mise al’ épreuve
gréce alarédaction d' un rapport de recherche.Enfin, les éudiants bénéficient de cours d’anglais
juridique spécialisé, leur permettant de se familiariser avec laterminologie propre a ce champ
disciplinaire.

Calendar

Start of programme (indicative date)
13/09/2026

End of programme (indicative date)
28/09/2026

Admission

Admission Route

Law
Capacity

Available Places

20

Target Audience and Entry Requirements



Le M2 Droit de I'lnnovation et Propriété Industrielle (DIPI) sinsere dans I'offre de formation de la double
mention Droit de la propriété intellectuelle/Droit du numérique. A cet égard, le M1 Droit de la propriété
intellectuelle/Droit du numérique (formation pré-spécialisée) constitue un tremplin vers le parcours DIPI.
Cependant, les étudiants issus d'autres mentions (Droit privé, Droit des affaires notamment) peuvent
naturellement prétendre al'admission. Compte tenu de son caractére unique en France, il peut aussi
|égitimement attirer des étudiants francais et étranger d'autres horizons. Outre la qualité du dossier
académique, la sélection tient compte de la motivation pour la spécialité qui peut se démontre atravers une
connaissance de la propriété intellectuelle et une appétence particuliére pour les technologies.

Période(s) de candidature

Inception Platform

From 15/05/2026 to 15/06/2026
Supporting documents

Compulsory supporting documents

Motivation letter.

All transcripts of the years/ semesters validated since the high school diploma at the date of application.
2nd letter of motivation.

M2 Summary Sheet.

Curriculum Vitae.

Additional supporting documents

Certificate of French (compulsory for non-French speakers).
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).

Supporting documents :

- Residence permit stating the country of residence of the first country
- Or receipt of request stating the country of first asylum

- Or document from the UNHCR granting refugee status

- Or receipt of refugee status request delivered in France

- Or residence permit stating the refugee status delivered in France



- Or document stating subsidiary protection in France or abroad
- Or document stating temporary protection in France or abroad.
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